Descricao:

Plate Ni-840 é um banho de niquel quimico estavel, que deposita com elevada velocidade,
camadas de niquel uniformes e condutoras sobre plésticos e outros materiais ndo condutores.
Apds a deposicao de niquel com Plate Ni-840, as pecas de plasticos sdo eletrodepositadas, usando
banhos eletroliticos convencionais.

Plate Ni-840 esta formulado, principalmente, para uso em ciclos de deposi¢do sobre plésticos
e pecas de aluminio com passagem direta em gancheira. Contudo,as pecas plasticas também podem
ser processadas a granel, no Plate Ni-840, sendo em seguida fixadas em gancheiras para o ciclo

normal de eletrodeposicao.

Plate Ni 840

Plate Ni-840 oferece as seguintes vantagens :

e Economia durante o uso. Sua estabilidade permite a manutencdo durante .longos periodos em
producdo intensiva e constante.

e Manutencdo e controle simplificados; ndo sao sensiveis a pequenos desequilibrios de concentragdo
de seus componentes. As adi¢cOes para manutencao sdo menos frequentes que outros banhos.

e Nao é sensivel aos contaminantes normalmente arrastados para o banho quimico.

Plate Ni-840 é fornecido em duas partes liquidas, que também sdo usados para reforgcos e

manutencdo do banho.

Condicdes Operacionais:

Plate Ni-840 Parte-A 47 — 63 ml/l 55 ml/l (‘ideal )
Plate Ni-840 Parte-B 39 — 50 ml/I 50 ml/l (ideal )
Temperatura 21-49°C 25— 38 °C (lideal )
Tempo 5 — 10 minutos 6 minutos

pH (*) 8,5-9,0 8,8 (lideal )

(*) Na montagem do Plate Ni-840, o pH € 8,8 unidades, devendo ser mantido na faixa de 8,5 — 9,0
unidades. A faixa de pH deve ser ajustada duas vezes por dia, adicionando Hidroxido de Amdnia P.A
para elevar o pH . Acido Sulfurico diluido a 50 % € indicado para abaixar o pH. O processamento das

pecas em valores abaixo da faixa ideal de pH aumentara a espessura do deposito.




Instrugdes Operacionais:

1. Encha o tanque com /3 do seu volume com &gua deionizada.
2. Adicionar 5,5 It de Plate Ni-840 Parte-A e misturar bem.

3. Adicionar 5,0 It de Plate Ni-840 Parte-B e misturar bem.

4. Completar o banho para 100 It com &gua, homogeneizar.

5. Verificar o pH do banho, ajustando se necessario.

Ciclo de Operacional:

Apo6s completar a seqiiéncia de ativacdo, as pecas deverdo ser imersas no banho de niquel quimico
Plate Ni-840. O recobrimento total das pecas é rapido. Sua imersdo durante 5 a 6 minutos promove
uma camada condutora suficiente para a eletrodeposicdo subseqliente da maioria das pecas. A
relacdo da area da peca versus volume do banho, ndo é critica. Qualquer relagdo razoavel até 4 dm?/It
é satisfatoria.

A vida util do banho Plate Ni-840 sera de varios meses. Para a obten¢do de uma maior vida util do
banho, recomenda-se seguir as indicacdes de reforgos e filtracao.

Manutencéo / Consumo:
Plate Ni-840 tem manutencgéo simples, sempre baseada no volume de pecas processadas.

O consumo normal em pH de 8,8 — 9,0 unidades estéo na faixa de 700 ml de Plate Ni-840 Parte-A
e 700 ml de Plate Ni-840 Parte-B, para uma area de 1000 dm? de pecas processadas numa imerséo de
5 minutos.

Anélise periddica do banho devera ser feita, determinando o consumo exato para o tipo de peca
processada.

Os fatores que influem no consumo de Plate Ni-840 séo :

Tempo de imerséo demasiado;

Temperatura muita elevada;

Aurraste excessivo de solugéo;

Relacdo volume de banho versus area de pecas pequena demais;
Sujidades metélicas em suspensao no banho;

pH fora da faixa indicada.

Para assegurar uma uniformidade de resultados, reforcar diariamente o banho, mantendo-o sempre
na faixa de concentracdo indicada. Quedas acentuadas na concentracdo do banho, provocam falhas
de deposigéo.




Equipamentos :

Tanques revestidos com PVC ou tanque de polipropileno. Aquecedores de pyrex, para
aquecimento da solucdo. Quando usar aquecedor de imersao, serd desejavel recircular a solu¢cdo com
agitador mecanico ou bomba filtro, evitando sobreaquecimento local junto ao aquecedor.

Bombas filtro com acionamento magnético, sem selo, sdo adequadas para o banho de Plate Ni-
840 , com camara de filtracdo com lucite ou polipropileno com retencdo de 1-3 microns. Alguns
lubrificantes usados na fabricacdo de cartuchos de polipropileno séo prejudiciais ao banho Plate Ni-
840. Neutralize os cartuchos novos com agua gquente antes de usar no banho Plate Ni-840. Instale o
filtro na bomba e circule 4gua quente até que toda espuma formada desapareca. Para a filtracdo
continua com calha transbordo, use filtro de polipropileno, tipo saco, com retencdo de 10 — 25
microns.

Ventilagdo é recomendavel.
Sequéncia de Trabalho:

Sal Condicionador EP + Solugéo Condicionadora EP : Tempo : 5- 10 minutos
Recuperador de Cromo |

Recuperador de Cromo |1

Lavagem Dupla

Enxéague no Plating Reducrom

Lavagem Dupla em agua Corrente

Neutralizagdo no pos-condicionador com Solucéo EP-480
Lavagem Dupla

Imersdo na Solucéo Ativadora EP-443

10. Lavagem Dupla com &gua destilada

11. Ativador EP-443 — sem agitacdo Tempo Estimado : 5 — 6 minutos
12. Lavagem Dupla com &gua destilada

13. Pés Ativacdo com a Solugédo EP-3991

14. Lavagem Dupla com &gua destilada

15. Niquel Quimico Plate Ni - 840
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Notas Operacionais:

Filtracdo: Para assegurar 6timos resultados, recomendamos filtracdo semanal do Plate Ni-840,
limpando o tanque de trabalho antes de retornar o banho ao mesmo. Um filtro com retengéo de cerca
de 1 micron deve ser usado. Podera também ser usado sistema de filtracdo continua com calha de
transbordo.




Analise :

1. Plate Ni -840 / Parte A :

Pipetar 10 ml do banho Plate Ni-840 transferir para erlenmeyer de 300 ml.
Adicionar : 100 ml de agua destilada
10 ml de Hidroxido de Aménia
1 g de indicador Murexida
Titular com E.D.T.A 0,1 Molar até viragem violeta.
Célculo: ml gasto EDTA 0,1 M x fc x 8,658 = ml/l Plate Ni-840/ Parte A
Reforgo da Solugéo:

Para cada adicdo de 1,0 ml/l de Plate Ni-840/Parte A, pode ser adicionado 1,0 ml/I do Plate Ni-840
/ Parte B.

2. Plate Ni-840 / Parte B :

Pipetar 10 ml do banho Plate Ni-840 , transferir para um frasco indice de iodo com tampa
esmerilhada.
Adicionar: 25 ml da solucdo Acido Cloridrico 6N
50 ml da solucdo de lodo 0,1 N ( esta medida devera ser feita através da bureta )

Lavar o frasco com 3 - 5 ml da Soluc&o de Acido Cloridrico 6 N.
Fechar hermeticamente o frasco indice de iodo e deixe repousar no escuro por 30 minutos.
Lavar as paredes do frasco com agua destilada..

Titular com Tiossulfato de Sédio 0,1 N até a cor mudar de marrom a incolor, usando amido como
indicador.

Célculo:

[ 1,68x (50 x fc lodo x Normalidade do I, )] — [ (ml gasto Na,S,03 x fc x Normalidade do Na,S,03)]
x 7,81 = ml/l de Plate Ni-840 / Parte B




Tratamento de Efluentes:

O banho de Plate Ni-840, contém niquel metal, antes do descarte da solucdo, o niquel devera
ser removido e o pH da solucdo da solucdo ajustado para faixa conforme Legislacdo Ambiental
Local.

Informaces de Seguranca:

Plate Ni-840 € um banho de carater alcalino, ao utilizar o produto, usar equipamento de protecao :
luvas, dculos, avental e botas. Evitar contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental, lavar a
regido afetada com agua em excesso e prover compressas com uma solucdo de Acido Borico 3 % em
seguida procurar um médico.

As informagdes contidas neste Boletim Técnico, séo baseadas em nossa tecnologia e
Know-how do processo, incluindo operac6es de campo e praticas de laboratorio.
Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que
mantidas as condi¢Bes de validade e embalagens originais o que comprovem a auséncia de
adulteracéo do produto. Durante a utilizacdo do processo nem sempre podemos
exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situagédo de
operacionalizacdo é particular e especifica a necessidade de cada Cliente.




